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Die stetige Miniaturisierung integrierter Schaltungen (ICs) stellt eine wachsende
Herausforderung im IC-Entwurf dar. Gerade beim noch immer groftenteils manuellen
Entwurf analoger integrierter Schaltungen steigen dadurch Entwurfsrisiko und -kosten
erheblich an. In der Vergangenheit wurden daher bereits verschiedene
Automatisierungsansatze vorgeschlagen. Ein vielversprechender Weg ist die Nutzung von
sogenannten Layout-Generatoren, bei denen parametergesteuert einzelne Schaltungsteile
automatisiert entworfen werden.

e —
Foe Hep ZZ Fraunhofed
e —————m
CS-DAC in STM 28nm FDSOI i n CS-DAC in GF 22FDX
it 26| et ot
Y e I

o | | e 5’2%!,,1‘1!!1‘

e | ] @ Currentmiiors; E :
urren

=< , mirrors

Der etwa 30-minltige Vortrag fuhrt zunachst in die Entwurfsproblematik analoger
integrierter Schaltungen ein und stellt aktuelle Losungsansatze kurz vor. Es folgt eine
weiterfihrende Betrachtung neuartiger Layout-Generatoren fur kleine Technologien.
Basierend auf Methoden fur die Technologieunabhangigkeit werden Ansatze fur die Layout-
Beschreibung diskutiert. Diese Methoden umfassen einerseits die Ublichen prozeduralen
verfahren sowie deklarative Verfahren der Layout-Beschreibung. Ein Ausblick auf die
zuklnftige Entwurfsautomatisierung analoger integrierter Schaltungen schlief3t den Vortrag
ab.



